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Biatystok, dnia (0 sierpnia 2015 r.
!
DOS-11.7222.1.15.2015
DECYZIJA

Na podstawie art. 155 wustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1,
art. 201 ust, 1, art. 211 1 art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20 pazdziernika 2014 r. .KROMET " Sp. z o0.0. z siedzibg w Bialymstoku przy
ul. Baranowickiej 7 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatacj¢ instalacji
do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesow
chemicznych lub elektrolitycznych, o calkowitej obj¢tosci wanien procesowych wigkszej
niz 30 m® oraz obejmujacej instalacje do nakladania powlok metalicznych z wsadem stali
surowej mniejszym niz 2 Mg/h, zlokalizowanych w Bialymstoku przy ul. Elewatorskiej 17,

zmieniam

za zgody strony decyzj¢ Marszalka Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2013 r.
(znak: DIS-V.7222.1.16.2012), zmienionej decyzjami Marszalka Wojewodztwa
Podlaskiego z dnia 10 wrzeSnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2013) z dnia
13 grudnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.17.2013) oraz z dnia 4 listopada 2014 r.
(znak: DIS-V.7222.1.30.2014) - pozwolenia zintegrowanego na eksploatacj¢ instalacji
do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesow
chemicznych lub elektrolitycznych, o calkowitej objetoSci wanien procesowych wigkszej
niz 30 m® oraz obejmujacej instalacje do nakladania powlok metalicznych z wsadem
stali surowej mniejszym niz 2 Mg/h, zlokalizowanych w Bialymstoku przy
ul. Elewatorskiej 17, w nast¢pujacy sposéb:

I. W rozdziale I punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Charakterystyka ogdlna instalacji.
2.1. Lokalizacja instalacji

Zaktad galwanizacyjny polozony jest w Bialymstoku przy ul. Elewatorskiej 17
na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 32/3, 32/7, 33/8, 33/9, 33/13, 33/26, 33/27, 33/28
w obrebie Starosielce Pin (0004), gm. Bialystok, woj. podlaskie.

2.2. Charakterystyka techniczna instalacji IPPC i instalacji pomocniczych oraz obiektow
i urzadzen towarzyszacych:
a) W sklad instalacji wchodza:

a) linia do cynkowania bebnowego w budynku nr 1, w sklad ktérej wehodza:
e 2 wanny do odtluszezania chemicznego,
¢ | wanna do odtluszczania elektrochemicznego,
e 1 wanna do trawienia,
e 2 wanny do nakladania powlok (potrdjna),
e | wanna do aktywacji,
e 2 wanny do pasywacji,
e 12 wanien do plukania.




b) linia chromowania technicznego zlokalizowana w budynku nr 1, w sklad ktorej
wchodza:
e 2 wanny do odtluszczania chemicznego.,
e 2 wanny do odtluszczania elektrochemicznego,
e 9 wanien do plukania,
¢ 1 wanna do dekapowania,
e 4 wanny do nakladania powlok.

¢) linia cynkowania bebnowego zlokalizowana w budynku nr 2, w sklad ktérej wehodza:

e 2 wanny do odtluszczania chemicznego,
e 2 wanny do odtluszczania elektrochemicznego.,

e 2 wanny do trawienia,

e 14 wanien do plukania,

e 2 wanny do pasywacji.

e 2 wanny do aktywacji,

e 2 wanny do nakladania powlok.

d) linia cynkowania zawieszkowo — bgbnowego zlokalizowana w budynku nr 2, w skfad
ktorej wehodza:
e | wanna do odtluszczania chemicznego,
e | wanna do odtluszczania elektrochemicznego,

e 2 wanny do trawienia,

e |1 wanien do plukania,

e | wanna do dekapowania,

e 6 wanien do pasywacji,

e 5 wanien do naktadania powtok.

e) linia cynkowania zawieszkowego zlokalizowana w budynku nr 4, w sklad ktorej
wchodza:
e 2 wanny do odthuszezania chemicznego,
e | wanna do odtluszczania elektrochemicznego,
e 2 wanny do trawienia,
e 2 wanny do nakladania powlok.
e | wanna do aktywacji,
e | wanna do pasywacji,
¢ 9 wanien do plukania.
f) linia nakladania powlok Ni/Cr zlokalizowana w budynku nr 5, w sklad ktorej wehodzg:
e | wanna do odtluszczania chemicznego,
e 1 wanna do odtluszczania elektrochemicznego.
e 2 wanny do trawienia/dekapowania,
e 12 wanien do plukania,
e 5 wanien do naktadania powlok.

g) linie reczne miedziowania alkalicznego. miedziowania kwasnego, mosigdzowania,
niklowania satynowego i fosforanowania zlokalizowane w budynku nr 5. w sklad
ktorych wehodza:

e 1 wanna do odtluszczania chemicznego,
e 2 wanny do odtluszeczania elektrochemicznego,
e 5 wanien do trawienia,
¢ 9 wanien do plukania,
e 3 wanny do pasywacji,
e 1 wanna do aktywacji
e 1 wanna do neutralizacji,
e 5 wanien do nakladania powtok.
2




instalacja energetycznego spalania paliw: 4 kotly gazowe o tacznej mocy 240 kW,

kociol olejowy 0 mocy 96,5 kW oraz kociol weglowy o mocy 250 kW,

urzgdzenia ograniczajgce emisj¢ zanieczyszezen do powietrza:

~skruber o wydajnosci 8280 m’/h i skutecznosci usuwania zanieczyszczen 99.9%
dla czastek wiekszych niz 20 pm,

~stacja oczyszczania powietrza (system schladzania 1 odkraplania oparow z linii
niklowania i chromowania),

zaktadowa oczyszczalnia $ciekow  przemyslowych 2z systemem  kanalizacji
technologiczne;j.

Ponizsza tabela przedstawia pojemnosci wanien do powierzchniowej obrobki metali

z zastosowaniem proceséw chemicznych lub elektrolitycznych:

o Nazwa linii Pojemnosé¢ wanien
[m?]
. |Cynkowanie (bgbnowe) 15,3
2. |Cynkowanie (zawieszkowe) 3,8
3. |Cynkowanie (zawieszkowo — bgbnowe) 17,5
4. |Chromowanie techniczne 9,5
5. |Nakladanie powtok Ni/Cr 15
6. |Miedziowanie alkaliczne 3.1
7. |Miedziowanie kwasne 3.1
8. |Mosiadzowanie 175
9. |Niklowanie satynowe 1,76
10. |Fosforanowanie 0,5
Wspolne wanny do: miedziowania kwasnego
I1. |ialkalicznego, mosigdzowania, niklowania satynowego, 6.6
fosforanowania

b) Pozostale instalacje, obiekty i urzadzenia towarzyszace:

laboratorium, polernia, warsztat wykonujgcy m.in. zawieszki do linii galwanicznych,
magazyn chemii,

budynek biurowy z czgscig socjalna,

magazyn wyrobow gotowych, chemii oraz odpadow,

plac magazynowy i plac zatadunkowy,

system kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod opadowych i roztopowych wraz
z separatorem substancji ropopochodnych do podczyszczania tych wod,

system kanalizacji sanitarnej.




I W rozdziale | punkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Charakterystyka stosowanych technologii.

Procesy nakladania powlok galwanicznych w Zakladzie prowadzone sg automatycznie
lub recznie w systemie zawieszkowym lub bgbnowym.

Glownymi procesami prowadzonymi na terenie Zaktadu sa: nakladanie powlok Ni/Cr,
miedziowanie alkaliczne (linia reczna wspomagajaca linig Ni/Cr), miedziowanie kwasne
(linia reczna wspomagajaca linie Ni/Cr), mosiadzowanie (linia r¢czna), niklowanie satynowe
(linia reczna), fosforanowanie (linia reczna), cynkowanie alkaliczne, cynkowanie kwasne.
chromowanie techniczne.

Proces technologiczny nakladania powlok galwanicznych (niezaleznie od rodzaju
nakladanej powloki) sklada si¢ z trzech etapow:
~ przygotowania powierzchni przed nanoszeniem powloki galwanicznej,
~ nanoszenia powlok galwanicznych,
~ wykanczania powloki galwanicznej.

3.1. Przygotowanie powierzchni przed nanoszeniem powloki galwanicznej.

Przygotowanie powierzchni ma na celu usunigeie  produktow  korozji
oraz zanieczyszczeh organicznych i nieorganicznych, nadanie powloce odpowiedniej
chropowato$ci i przyczepnosci. Proces odbywa si¢ kilkuetapowo: w  pierwszej
kolejnosci  powierzchnie poddaje si¢ dwustopniowemu odtluszezaniu  (chemicznemu
i elektrochemicznemu), a nastepnie trawieniu, przy czym kazdy z etapow koniczy plukanie
powierzchni (elementow).

a) odtluszczanie chemiczne

W procesie tym stosuje si¢ preparaty alkaliczne zawierajgce zestawy zwigzkow
nieorganicznych oraz s$rodkéw powierzchniowo czynnych. Prowadzi si¢ go na goraco
(w temperaturze 70 — 100°C), dzigki czemu na powierzchni odtluszczanych przedmiotow
wytwarzaja sie pecherzyki gazow, ktére odrywaja czasteczki thuszezu.

W sklad kapieli odtluszczajacej wchodza przede wszystkim: wodorotlenek sodu,
wodorotlenek potasu. weglan sodowy lub potasowy, fosforan tréjsodowy, czterokrzemian
sodowy oraz dodatki zwickszajace wlasciwosei zwilzajace i emulgujgce. Stezenie roztworu
wynosi 30 — 50 g/dm’.

Podczas tego procesu mogg wystgpowac unosy aerozoli sktadnikow kapieli, ktore sa
zatrzymywane przez odmglawiacze zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym
lub wytracane w samych przewodach.

b) odtluszczanie elektrochemiczne

Proces ten ma za zadanie doczyscié powierzchnie przeznaczone do naniesienia powlok
po odtluszczaniu chemicznym. Sklad kapieli jest identyczny jak w odtluszezaniu
chemicznym, przy czym w przebiegu procesu oddziatywanie skladnikéw kapieli jest
dodatkowo wspomagane przeplywem pradu z zawieszonych w wannach anod. Stosowane
czasy, temperatury i gestosci pradu zaleza od materialu podloza, rodzaju zanieczyszczen
i stopnia zanieczyszczenia powierzchni.

Podobnie jak przy odtluszczaniu chemicznym moga wystepowaé unosy aerozoli
skladnikow kapieli. ktére sa zatrzymywane przez odmglawiacze zainstalowane w przewodzie
wentylacyjnym lub wytragcane w samych przewodach.




¢) trawienie

Proces trawienia polega na chemicznym dzialaniu roztworéw kwaséw i usunigciu
z powierzchni metali tlenkow oraz innych substancji zwigzanych z podiozem. Przedmioty
zanurzane sg w odpowiednim roztworze kwasu solnego lub siarkowego o st¢zeniu ok. 10%.
ktory reaguje z produktami korozji.

Stosowane w tym procesie substancje w przeciwienstwie do procesu odtluszczania
sq lotne, w zwigzku z czym podczas procesu moze wystgpowa¢ emisja gazowego
chlorowodoru oraz aerozoli skladnikdéw roztworu trawigcego, np. mgly kwasu siarkowego.
ktére sg czesciowo zatrzymywane przez przewody wentylacyjne lub zainstalowane
odkraplacze. Stezenie chlorowodoru w emitowanym powietrzu wynika ze st¢zenia kwasu
w kagpieli, rodzaju i gabarytow urzadzen technologicznych oraz sposobu prowadzenia procesu
technologicznego. Gazy odciggane znad powierzchni lustra kapieli zawieraja aerozole
oraz chlorowodor, ktory powstal w procesie elektrolizy i kierowane sa do stacji oczyszczania
powietrza.

d) polerowanie

Jest procesem przygotowania powierzchni do nanoszenia powlok poprzez szlifowanie,
polerowanie, szczotkowanie i piaskowanie. Gtowng emisj¢ stanowig pyly PM10 zawierajace
czastki metali takich jak: Cu, Ni, Cr, Zn, Fe, Sn. Powstajgce na tym stanowisku pyly sciggane
sg odkurzaczem znajdujgcym si¢ w pomieszezeniu obok polerni. Nie nastgpuje emisja pytow
na zewnatrz.
¢) plukanie

Prowadzone jest po kazdym etapie procesu galwanizacji i oddziela poszczegolne
procesy. Po odtluszczaniu stosuje si¢ plukanie w gorgcej wodzie, natomiast przed i po
trawieniu — w zimnej wodzie. W procesie tym dochodzi do emisji jedynie pary wodnej. nie sg
emitowane zadne inne substancje. Nadmiar wody w pluczkach powstajgcy podczas
zanurzania elementow przeplywa otworami przelewowymi do zakladowej kanalizacji
technologicznej zakonczonej oczyszczalnig Sciekow. Ubytki uzupelniane sa codziennie
Swiezag woda.

3.2. Nanoszenie powlok galwanicznych.

Nakladanie powlok odbywa si¢ metoda elektrolityczng i polega na osadzaniu metalu
na katodzie, ktdra stanowi przedmiot pokrywany, przy uzyciu zewngtrznego zrodla pradu.
Glowng zasada tego etapu jest zanurzanie odttuszczonych i wytrawionych przedmiotow
w kapieli zawierajacej s6l metalu, z ktorego ma by¢ wykonane pokrycie. W zaleznosci
od rodzaju nanoszonych powlok galwanicznych stosuje si¢ rézne urzadzenia i procedury
przebiegu procesu.

W trakcie nanoszenia powlok w procesie niklowania i cynkowania nastgpuje emisja
wodorkdw, zwigzkéw niklu lub cynku, podezas procesu chromowania elementow - zwigzkow
chromu (VI). w procesie miedziowania i mosigdzowania - miedzi i cyjankow wolnych,
za$ z niklowania satynowego - niklu. W przypadku fosforanowania wigekszos¢ zanieczyszezen
wytrgca sie w postaci nierozpuszezalnego osadu stanowigeego szlam.

Gotowe wyroby przewozone sg do wirdwek i tam suszone gorgeym powietrzem.




3.3. Wykanczanie powloki galwanicznej.

Przedmioty pokryte warstwa metalu poddawane sa obrobee wykaficzajacej polegajace;
najczesciej na polerowaniu powloki. Nastgpnie gotowe wyroby poddawane sa kontroli
technicznej.

Dodatkowymi procesami pomocniczymi prowadzonymi w ramach funkcjonowania
instalacji sa:

a) przeprowadzanie analiz w zakladowym laboratorium,

b) wykonywanie zawieszek do linii galwanicznych w zakladowym warsztacie,

¢) oczyszezanie $ciekow przemystowych powstajacych w  procesie technologicznym
w zakladowej oczyszczalni Sciekow.

I1I. W rozdziale I punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Parametry produkeyjne instalacji.

Maksymalna teoretyczna wydajnos¢ Zakladu wynosi do 2 Mg/h, w tym:

Lp. Proces Maksy-mal,lfa
wydajnosé
I. | Cynkowanie (bgbnowe/zawieszkowe) | 1,2 Mg/h
2. Chromowanie techniczne 0,16 Mg/h
3. | Nakladanie powlok Ni/Cr 0,2 Mg/h
4. | Miedziowanie alkaliczne 0.1 Mg/dobe
5. | Miedziowanie kwasne 0.1 Mg/dobe
6. | Mosigdzowanie 0,1 Mg/tydzien
7. | Niklowanie satynowe 0,1 Mg/tydzien
8. Fosforowanie 0,01 Mg/miesiac
IV. W rozdziale I punkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zuzycie surowcow, materialow, paliw i energii.
5.1.Paliwa
Rodzaj paliwa Jednostka Maksymalne zuzycie
Wegiel (ekogroszek) Mg/rok 11.4
Olej opalowy m*/rok || 10,06
Gaz ziemny m?/rok 38363

5.2.Energia
Calkowite zuzycie energii elektrycznej na potrzeby Zakladu wynosi maksymalnie
1 800 000 kWh/rok.
53. Woda
Woda na potrzeby Zakladu pobierana jest z wodociggu miejskiego, a jej ilosc
rejestrowana przez wodomierz. Zuzycie wody na potrzeby przedmiotowej instalacji WYnosi
maksymalnie 33 750 m’/rok, z przeznaczeniem na:

- cele socjalno-bytowe — do 250 m"/rok,
— cele technologiczne — do 33 500 m?/rok.




5.4.Surowce 1 materialy

|
Lp. Proces Skladniki podstawowe [kg| | Dodatki chemiczne
. [trawienie 35 000 (kwas azotowy, solny, siarkowy) 350
) e , AT
2 TR e O 12 000.(wndot1|ene]\ sodu, weglan sodu, 38
glukonian sodu)
| 3. 4 500 (chlorek cynku, chlorek potasu,
cynkowanie kwas borowy) 2275
i' 850 (pasywacja), 16 000 (anoda)
4, p e o : ) 5500 (chlorek niklu, siarczan niklu, kwas -
chromowanie dekoracyjne o 152
borowy, tréjtlenek chromu)
A 3 500 (chlorek niklu, siarczan niklu, kwas
niklowanie borowy) I 115
3 500 (anoda niklowa)
6. 490 (chlorek niklu, siarczan niklu. kwas
nikiel satyna borowy) 142
25 (anoda niklowa)
i Hikial cheniien 275 (siarczan niklu, kwas adypinowy) 7
: 25 (anoda niklowa) '
8. o e A ; 230 (siarczan miedzi techn.)
miedziowanie kwasne i R 16
25 (anoda miedziana)
g miedziowanie cyjankaliczne I _000 {changk ?(,Jd“) 450 :
: 25 (anoda miedziana)
10. |chromowanie techniczne 1 200(bezwodnik kwasu chromowego) 320
o mosigdzowanie ,5,00 (cy_;anek sod.u) 600
25 (anoda miedziana)
12, 10 000 (pirosiarczyn sodowy,
| oczyszczalnia wodorotlenek sodowy, kwas siarkowy, 30
| podchloryn sodowy)
1L W rozdziale 11 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W zakresie regeneracji i konserwacji kapieli technologicznych majace na celu
przedluzanie okresu uzytkowania przy zachowaniu ich wlasciwej skutecznosci:

a) usuwanie zanieczyszczen kapieli technologicznych za pomocg filtrow z wkladami
papierowymi, propylenowymi (na liniach automatycznych do niklowania, cynkowania,
miedziowania kwasnego) oraz z weglem aktywnym (na liniach do niklowania satynowego).

ITII. W rozdziale I1I punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadzanie pylow i gazow do powietrza.
1.1. Zrodla i miejsca wprowadzania zanieczyszezen do powietrza
Zrodlem emisji gazéw i pyléow do powietrza na terenie Zakladu sa wyloty instalacji
wentylacyjnych (emitorami sa wyloty z kanalow wentylacyjnych powietrza odcigganego znad
wanien procesowych zakonczonych wentylatorami wyciggowymi) oraz instalacja

energetycznego spalania paliw (kotlownia zaktadowa)




Emitory

Zrédla emisji ” wysokmc' $rednica _fﬁ(lzai Czas pracy
oznaczcnle_ [m] _|m] X em:tora___“ [h/rok] |
()dtluszcz‘lmrtra“u,mt,_— cynkow nla S ? 6.5 0, 35- | zamkniety 8760 '
| Vl;l;\/l'l cyjankow —_cynlxow mia - _Ei i 6.4 ‘ 0,25 | 7an;|\n|q:ty | 78?6
Odtluszczanie i trawn.mc - cwlkowma = _EB— 0. 4- 3 0 23 zamlufie;ty i 8760
|\\£’|—nny p_lzu_(;:_;oue - cynkowma FE —[:34 Sk 6 5 ___E X -zni\met_t;_ 8:!_6_0. |
' Aktywacja, pasywacja niebieska ES 6 0.25__ otwarty | 8760 ‘
Trawienie, L\’H]\OWE&I]IL ; E6 6,7 0,35 = otwarty 8760 |
leidel:nie cilemlczne 5 = E7 | 6,7 | ES _-—ot.\.valty 8760 |
Be?\wdmk Rw asu Lh]o—mow /ego — skr ubu' it _E_S | g _?_ _W élk_nif;_ty :n_udla
: : E9 1.2 D35 zamknic,l\« | wylaczone z
iWanny chromowania technicznego = [;10----- = %._2 - 035— zamkm'.;ty eksploatacji
iN'kluwzl_rgc;hron;\:'_l_nie & BN | 7,2 ' -_0;35 . otwm;_ 8760 ‘
'Mmdno@me cyjankowe : : EI_2 | 72 _“ . 0,4 _zgmknn,;_ 8760 J
M 0‘3I4d£0\\f"l]1 |;:“(.,y|anlxowc ; El 3. 7_,2 (-)- .4 zamkniety 876(} |
Kotlownia Wt(l’k)w‘l ; ; B4 |75 0.25 X0, 37]  otwe dliy_“ 4300 |
Kotlmvnm OIL,_]OWH El5 '_F,U S 01_25___ 7am_|\|;c;3 ‘ 876(}
' [rawienie i chml_ngwfmc El6 ----. i)._0 5 0t B otwart):__ 8?6_0_
Odtluszezanie z linii ch:omu i cynkowame B 2 8,0 1,0 | otwarty 8760 :
i ﬂa\\ILI‘lIE_]_IEIﬂ_l\I‘E)?l\Ol_. : (22 EIS g ”._12.0 ; 0.5 2 .__oiwar_l.‘\_f_ . 876() |
| Miedziowanie wmnko\w EI9 12,0 0.5 otwarty ! 8760
| Koliownm gazowa E26 9, (] 0,15 01\;%* . ‘ 8760 ‘
1.2 Rodzaje i ilosci substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

z poszezegblnych zrodel i emitorow:

Emitor

Zrodlo

El

Odtluszczanie i trawienie — cynkownia

E2

Magazyn C\J'lnkow — cynkownia

E3
E4

Odtluszczanie i trawienie — vnkowma

Wanm procesowe — cynkownia

| E5

| Aktywacja, pasywacja niebieska

E7

Ell

26

| Miedziowanie cyjankowe

. -

| Niklowanie, chemiczne

o
|

Trawienie, cynkowanie

Niklowanie, chromowanie

Mosigdzowanie cyjankowe

Substancja Wielko&¢ dopuszezalna

zanieczyszezajaca [kg/h]
Chlorowodor il 0,00058
Cyjanowodor, cyjanki | - 0,0036 2
Chlorowodor . A
__| Cynk i jego zwigzki - 0,00005
Chrom - 000055
Chlorowodor 0,00244

E Cw1k i ]Cf,() zwigzki 0 0001 s

Kwas siarkowy 0.0055 :
Nikiel 000014
Kwas siarkowy L N
| Nikiel 0,00014
' Chrom : 0,00055
(.hlorowodor 0,0244
Cv_janowodor cyjanki 10.00247
| Miedz 0.00007
| Cyjanowodor, cyjanki 0.0084
Miedz 0, 00007
Cynk |Je;:0 ZW |q7lu 0. 00032




-

| Emitor

El4

B

El6

EL7

ElS

E20

' Trawienie i chromowanie

Odttuszezanie z linii chromu i

Kottownia weglowa

Kotlownia olejowa

Zrodlo

~ cynkowanie

_ Cynkowanie

Trawienie

Kotlownia gazowa

1.3. Emisja roczna z instalacji:

Substancja Wielkos¢ dopuszezalna
| zanieczyszczajgea | | kg/h|
| Pyl ogélem, ? 1.698
| wtym pyl PM10 0,679
- w tym pyt PM2,5 E LGN S ek
- Dwutlenek siarki 0.509 =
Tlenki azotu ) 0.06
| Tlenek wegla Sy
Pyi ogolem, 0,01528
w tym pyl PM10 0,01491
wtln Py PME G 0 0,01477
- Dwautlenek siarki {J 0537
b Tlenkd 2ot oo oo 0,0471
| Tlenek wegla 0 (}U‘Sl’)()
| Kwas siarkowy % 0,0074
| Chrom 0,00074
thorm\ odor 0,0244
Kwas siarkowy Ak GOLES S e
Cynk i jego zwiazki 10,0001
Chlorowodér | 00244 - - -
| Cynk i jego zwiazki aoongs. s
Pyl ogélem, 0,002912
w tym pyt PM10 0,002912
‘w tym pyt PM2.5 0,002912
Dwautlenek siarki ~0,000728
“Tlenki azotu 0,01747
‘Tlenek wegla 0,002912

Dopuszczalna ilos¢ substancji

.SUbStancjif zanieczyszczajgcych

zanieczyszezajaca (Me/rok]
Pyl ogolem 0,588
Pyt PM10 0,1719
Pyt PM2.5 0,2944
Dwutlenek siarki 0,476
Tlenki azotu 0,355
Tlenek wegla 0,556
Cyjanowodor, cyjanki 0,0369
Kwas siarkowy 0,0951
Chlorowodor 0,1962
Miedz 0,000348
Nikiel 0,000876
Cynk i jego zwigzKi 0,002084
Chrom 0,00585
Chlorowodor 0,156

1.4. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw i pylow

do powietrza.

Na wszystkich emitorach (instalacja wentylacyjnej i kottowni) zostaly zamontowane
kroéce pomiarowe do pomiaréw spelniajgce wymagania prawne w zakresie prowadzenia
pomiaréw emisji zanieczyszezen do powietrza.
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IV. W rozdziale I1I punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Emisja halasu.

2.1. Gloéwnymi zrédlami hatasu na terenie zakladu sg:

,[ Réwnowazny poziom
' e Czas pracy * ;
- Wyszezegolnienie (h] £ mocy akustycznej
Lp. [dB]
Symbol Opis RIS, BOES e pnra.
£ dnia | nocy dnia nocy
Zrodla punktowe
| W 01 Wentyla‘for z hali cynkowania (trawienie) — 16 8 78 78
Budynek nr 2
2 W02 Wentylator z magazynu cyjankéw — Budynek nr 2 | 0 53 -
3 lwos Wentylator ogdlny z hali cynkowania (trawienie) — 16 g 78 28
Budynek nr 2
4 W 04 ch.tylator nadmuchowy z linii cynkowania 16 g 78 78
zawieszkowo — bebnowego — Budynek nr 2
| 5. W 05 Wentylator z linii cynkowania zawieszkowego — 16 8 7 7
Budynek nr 4
6. W 06 Wentylator z linii cynkowania zawieszkowego — 16 8 7 7
Budynek nr 4 :
7 W07 Wentylator ogdlny z hali niklowania — | 0 7 #
Budynek nr 4 |
g W 08 Wentylator ogdlny z hali niklowania — | 0 7 2
Budynek nr 4
9 W 09 Wentylator ogolny z linii recznego nakladania 16 0 7 -
powlok — Budynek nr 5
10, w10 Wentylator ogolny.z linii recznego nakladania 1 0 53 ¥
' powlok — Budynek nr 5
o lwi V\(enty!ator' z linii nak{_adama powlok niklowo- 16 Q 53 53
chromowej — Budynek nr 5
nolwi Wentylator znad wanny do miedziowania — g 0 53 ]
Budynek nr 5
3 lwis Wentylator wanna do mosiadzowania — g 0 78 5 5
Budynek nr 5
14, | W 14 Wentylator — kotlownia weglowa — budynek nr 2 | 0 3 -
15q EWL1S Wentylator — kotlownia olejowa — budynek nr 6 16 8 78 78
16. | W16 Wentylator z linii chromu — Budynek nr 5 16 8 78 78
17 w17 Wen?ylgtor z linii chromu i cynku odtluszczanie 16 g 73 28
trawienie — Budynek nr 5
18 | W18 Wentylator z linii cynkowania bgbnowego — 16 0 53 v
Budynek nr |
9. | W19 Wentylator z linii cynkowania bebnowego — 16 Q 53 53
‘ Budynek nr |
[20. | W20 Wentylator — kotlownia gazowa budynek nr 2 16 8 53 53
21 | wal Wentylator burzenie kapieli na linii chromu - 16 s 53 2.
Budynek nr |
27 w2 Wentylator burzenie kapieli na linii cynku — 16 = -8 >
Budynek nr |
23. | W27 Agregat chlodniczy — Budynek nr | 16 8 89 89
zrodla typu budynek
24. | BOI Budynek nr 1 (produkeyjny) 16 8 62+ 71,5 62+71,5
25 [EB02 Budynek nr 2 (produkeyjny) 16 8 74 + 78 70 + 78
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26. | B03 Budynek nr 3 (magazynowy) 16 8 704 | 35

27. [ B04 Budynek nr 4 (produkeyjny) 16 8 70 + 74 70 + 74

28. | B05 Budynek nr 5.1 (produkeyjny linie Ni/Cr ) 16 8 68+~ 74 70+ 72
129. | B06 Budynek nr 1 (czes¢ socjalna) 16 8 31 +42 31 +42
' 30. | BO8 Budynek nr 5.2 (produkcyjny linie reczne) 16 8 70+ 72 70 + 74

2.2.  Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku
Réwnowazny poziom halasu przenikajagcego do sSrodowiska, powodowany
funkcjonowaniem Zakladu, na najblizszym terenie chronionym akustycznie, nie moze
przekroczy¢ ponizszych wskaznikow halasu:
< : . 00 (
o Laegp 55 dB (w porze dziennej godz. 6~ — 22{-“)

® Laan 45 dB (w porze nocnej godz. 22% — 6"

W  pozostalym zakresie decyzja Marszalka Wojewodztwa Podlaskiego z dnia
7 lutego 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.16.2012) zmieniona decyzjami Marszalka
Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 10 wrzesnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2013) oraz
z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.30.2014) nie ulega zmianom.

UZASADNIENIE

LKROMET” Sp. z 0. o. z siedzibg w Bialymstoku przy ul. Baranowickiej 7 pismem
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. zwrécil si¢ do Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego
z wnioskiem o zmiang¢ decyzji Marszalka Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2013 r.
(znak: DIS-V.7222.1.16.2012), zmienionej decyzjami Marszalka Wojewodztwa Podlaskiego
z dnia 10 wrzesnia 2013 r. (znak: DIS-V.7222.1.8.2013) z dnia 13 grudnia 2013 r.
(znak: DIS-V.7222.1.17.2013) oraz z dnia 4 listopada 2014 r. (znak: DIS-V.7222.1.30.2014) -
pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji do powierzchniowej obrobki metali
lub tworzyw sztucznych. z zastosowaniem procesow chemicznych lub elektrolitycznych,
o catkowitej objetosci wanien procesowych wigkszej niz 30 m’ oraz obejmujgce instalacje
do nakladania powlok metalicznych z wsadem stali surowej mniejszym niz 2 Mg/h.
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest zmiana sposobu funkcjonowania instalacji.
Dotychczasowe linie do niklowania aluminium (zlokalizowana w budynku 4) oraz
do anodowania aluminium (zlokalizowana w budynku 1) zostaly zastgpione liniami do
cynkowania stabo kwasnego (bgbnowego i zawieszkowego). W wyniku zmiany technologii
nakladania powlok z eksploatacji wylgczono wanien o lacznej pojemnosci m’. Ponadto
w zawigzku z ww. zmianami w funkcjonowania instalacji nalezalo dokona¢ korekty
zuzywanych materialow surowcow oraz paliw.
Po analizie wniosku organ pismem z dnia 24 listopada 2014 r. w oparciu o art. 50
Kodeksu postgpowania administracyjnego wezwal do zlozenia dodatkowych wyjasnien

poprzez uzupelnienie wniosku o informacje o poziomach halasu (powodowanego przez
instalacje) na terenach sasiednich wraz z przedstawieniem zagadnien w formie graficznej.
W odpowiedzi wnioskodawca pismami z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz 27 stycznia 2015 r.
wystapil o przediuzenie terminu na zlozenie stosownych wyjasnien.




W dniu 30 stycznia 2015 r. Strona wystgpita do organu o zawieszenie prowadzonego
postepowania. Organ postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. (znak: DIS-V.7222.1.15.2014)
zawiesil prowadzone postgpowanie.

Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. Strona wniosla 0 wznowienie postepowania
przedkladajac jednoczesnie stosowny aneks do wniosku. Organ postanowieniem z dnia
23 lipca 2014 r. (znak: DOS-11.7222.1.15.2015) podjal zawieszone postgpowanie.

Po rozpatrzeniu wniosku Marszalek Wojewddztwa Podlaskiego  stwierdzil.
iz zastuguje on w calosci na uwzglednienie, zas zmiana warunkow decyzji w powyzszym
zakresie nie zwiekszy znaczaco negatywnego oddzialywania instalacji na srodowisko. Stad
tez uznal, iz nie jest to istotna zmiana instalacji, o ktorej mowa w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo
ochrony srodowiska i nie wymaga przeprowadzenia postepowania z udziatem spoleczenstwa.

W zaistnialym stanie faktycznym i prawnym nalezalo orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Pozwolenie podlega cofnigciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku.
gdy nastgpig zmiany w najlepszych dostgpnych technikach pozwalajgce na znaczne
zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztow lub, gdy bedzie to wynikalo
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisow o ochronie srodowiska.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 1
poz. 1235 ze zm.), zostala umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom, z mocy art. 377a ustawy Prawo ochrony
srodowiska, prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z ust. 40 ppkt. 2 i ust. 46 ppkt. 1 czedei 111 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze) za wydanie niniejszej decyzji
uiszczono oplate skarbowa w wysokodci 253,00 zl, wplacong
dnia 5 listopada 2014 r. na konto Urzedu Miejskiego
w Bialymstoku, Departament Finansow Miasta Nr 26 1240
5211 111100103553 3132

Otrzvmuje:

LKROMET" Sp. z 0.0.
ul. Baranowicka 7, 15-554 Bialystok

Do wiadomosci:
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